
















专利名称(译) 显示基板及制作方法、液晶面板的制作方法、显示装置

公开(公告)号 CN104950524A 公开(公告)日 2015-09-30

申请号 CN201510413031.4 申请日 2015-07-13

[标]申请(专利权)人(译) 合肥京东方光电科技有限公司
京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 合肥京东方光电科技有限公司
京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 合肥京东方光电科技有限公司
京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 王川艳

发明人 王川艳

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/133784 G02F1/1333

代理人(译) 申健

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开一种显示基板及其制作方法、液晶面板的制作方法及其显示
装置，涉及显示技术领域，为解决摩擦取向时，配向材料层形成的沟痕
不均匀的问题。所述显示基板的制作方法包括：提供一显示基板，在所
述显示基板的显示区域形成配向材料层；在所述显示基板的至少部分非
显示区域形成平坦化层，且所述平坦化层的顶面和所述配向材料层的顶
面平齐；对所述配向材料层进行摩擦取向，以形成配向层。所述显示基
板采用上述显示基板的制作方法制作而成。本发明提供的显示基板的制
作方法用于制作显示装置。
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